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 


=



         

        




 

 


=

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종류 파장 명칭 응용분야

UV-A 320~400 화학선
화학반응 경화 위폐 감별, UV , ,

생화학무기 감별 등

UV-B 280~320 건강선

건선 백반 습진등 피부진활, ,

치료등에 쓰임 311 가 가장

좋은 효과를 보임

UV-C 200~280 살균선

가장 큰 에너지를 가지는

자외선으로서 각종 세균을

살균하는데 큰 효과를 일으킴

예 대장균 박테리아 바이러스 등( : )
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사양UV-1240

측정파장 범위 190.0~1100.0 nm

스펙트럼 띠폭
5 nm

분해능( )

파장반복 정밀도
±0.3 nm

재현성( )

파장 정확도 자동 파장 교정기구 내장±0.1 nm

파장 측정 속도
파장이동 약: 3800 nm/min

파장 스켄 약: 24 nm~1400 nm/min

측광방식 Moniter Double Beam

측광범위
흡광도: -0.3 ~3 Abs

투과도: 0.0 ~200 %

기록범위
흡광도: -3.99 ~3.99 Abs

투과도: -399~399 %
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동결건조 미생물

배양법
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미생물 동결 보존법
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저작물 이용 허락서

학 과 광기술공학과 학번 20087140 과정 석사

성 명 한글 정 석 현 한문 영문 Suk-Hyun Joung鄭 碩 泫

주 소 광주광역시 북구 일곡동 동아 아파트 동 호103 302

연락처 E-mail : koreaner@nate.com

논문제목

한글( )

영문( )

본인이 저작한 위의 저작물에 대하여 다음과 같은 조건 아래 -

조선대학교가 저작물을 이용할 수 있도록 허락하고 동의합니다.

다 음- -

저작물의 구축 및 인터넷을 포함한 정보통신망에의 공개를 위한 저작물1. DB

의 복제 기억장치에의 저장 전송 등을 허락함, , .

위의 목적을 위하여 필요한 범위 내에서의 편집과 형식상의 변경을 허락2.

함 다만 저작물의 내용변경은 금지함. , .

배포 전송된 저작물의 영리적 목적을 위한 복제 저장 전송 등은 금지3. , ,ㆍ

함.

4. 저작물에 대한 이용기간은 년으로 하고 기간종료 개월 이내에 별도의5 , 3

의사 표시가 없을 경우에는 저작물의 이용기간을 계속 연장함.

해당 저작물의 저작권을 타인에게 양도하거나 출판을 허락을 하였을 경우5.

에는 개월 이내에 대학에 이를 통보함1 .

조선대학교는 저작물 이용의 허락 이후 해당 저작물로 인하여 발생하는6.

타인에 의한 권리 침해에 대하여 일체의 법적 책임을 지지 않음.

소속 대학의 협정기관에 저작물의 제공 및 인터넷 등 정보통신망을 이용7.

한 저작물의 전송 출력을 허락함.ㆍ

동의여부 동의 반대: ( O ) ( )
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저작자 정 석 현 인: ( )

조선대학교 총장 귀하
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